
材料與光電科學學系
DEPARTMENT OFMATERIALS AND OPTOELECTRONIC SCIENCE

書報討論
NOTICE OF GRADUATE SEMINAR

以 Mist-CVD 於常壓下磊晶成長功能性氧化物

Atmospheric-Pressure Epitaxy of Functional Oxides by Mist-CVD

陳厚光教授

義守大學材料科學與工程學系

日期：2026年10月21日(週三) 

Date: Wednesday, October 21th, 2026

時間：14:10-16:00

Time: 14:10-16:00

地點：工EN 2028 教室（工學院演講廳）

Location: EN 2028 （College of Engineering）


